
Type 1
一般・新規

広く一般の研究者／技術者のはじめての利用を促進。
毎月募集。（上限15万円）
  締切り： 3月22日、及び4～10月の毎月第3水曜日
　　　　（ 締切り２週間前までに事前登録 ）

Type 2
若手・女性

アイデアはあるが装置・資金が不足している若手・女性研究者
／技術者を対象に支援。（上限15万円）
  締切り： 6月7日、10月4日 （ 締切り２週間前までに事前登録 ）

Type 3
成果産業化

実用化または学術的成果が期待されるテーマ。利用機関の推
薦等の条件有。（上限額50万円または20万円）
 締切り： 8月2日 （ 締切り２週間前までに事前登録 ）

１. 募集の種類

２. 支援の内容

３. 応募者の要件

４. 詳細情報 http://nanonet.mext.go.jp/shikou/h29/ 

応募の詳細や
事前登録用ファイルの
ダウンロードはこちら

《施設利用に関する事前相談窓口》
  科学技術振興機構  産学官連携推進マネージャー （共通連絡先） 
       電話： 03 - 6272 - 4752     e-mail： npj_jstmgr【ad】nanonet.go.jp
                                                          　　 (【ad】 は “＠” に置き換えてください。） 
《募集に関するお問合せ》   
  物質・材料研究機構  試行的利用事務局
　   電話： 029 - 859 - 2777      e-mail： npj-shikou【ad】ml.nims.go.jp

　申請者が、国内の機関に所属しており、申請に係る研究内容の実施が可能な体
制が確保されていること。企業の技術者、アイデアはあるが装置・資金が不足して
いる若手研究者、成果が期待できる応募を歓迎します。
　締切りの２週間前までに事前登録を行い発番を受ける必要があります。

　ナノテクノロジープラットフォームに登録されている共用設備の試行的利用に
伴い必要となる経費（旅費・利用料等）について支援します。


